


















专利名称(译) 阵列基板及其制作方法、有机发光显示装置

公开(公告)号 CN104716164A 公开(公告)日 2015-06-17

申请号 CN201510142503.7 申请日 2015-03-27

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 张鹏

发明人 张鹏

IPC分类号 H01L27/32 H01L27/02 H01L21/77

CPC分类号 H01L27/3246 H01L27/3248 H01L27/3258 H01L51/5012 H01L51/5209 H01L51/5262 H01L51/5265 
H01L51/56 H01L2227/323 H01L2251/5315

代理人(译) 陈源

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种阵列基板及其制作方法和有机发光显示装置，所述阵列
基板包括多个子像素区域，每个子像素区域包括设置在衬底基板上的发
光单元，其中，所述发光单元的发光面积大于所述发光单元在衬底基板
上的投影面积。和现有技术相比，本发明能够增大每个子像素区域的出
光量，且增大显示器的视角，从而改善显示效果。
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